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Sposéd usuwania osadu ze zbiornikéw, zwlaszeza
wirdwek sedymentacyjnych -
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb usuwania
osadu ze zbiornikéw, zwlaszcza wiréwek sedy-
mentacyjnych. W szeregu proceséw technologicz-
nych wystepuje zjawisko osadzania osadéw na
$ciankach zbiornikéw, na przyklad w zbiornikach
sedymentacyjnych, do ktérych miedzy innymi
nalezg wiréwki sedymentacyjne.

Dotychczas w celu usuwania osadéw ze Scia-
neék zbiornik6w stosuje sie sposdb mechanicznego
ich usuwania jak réwniez sposoby chemiczne po-
legajace na dziataniu substancjami rozpuszczajg-
eymi osady. Wedlug wynalazku, przed napeinie-
niem zbiornika jego $cianki pokrywa sie nosna
warstwg latwotopliwej substancji chemicznie obo-
jetnej dla zamierzonego procesu o temperaturze
topnienia wyzszej od temperatury tego procesu,
korzystnie warstwa parafiny. Po zakonczeniu
procesu usuwa sie roztwoér ze zbiornika a nastep-
nie warstwe nos$ng poddaje sie stopnieniu i usu-
wa sie jg wraz z osadem ze zbiornika. Sposoéb
wedlug wynalazku cechuje prostota i walory eko-
nemiczne gdyz zostaja wyeliminowane pracochion-
ne czynnosci stosowanie narzedzi do czyszczenia
zbiornikéw lub s$rodkéw chemicznych.
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Przyklad wykonania wynalazku. Scianki we-
wnetrzne wir6wki sedymentacyjnej pokrywa si¢
stopiong parafing. Po zastygnieciu parafiny w wi-
rowce przeprowadza sie proces sedymentacji, pod-
czas ktérego na warstwie parafiny odklada sig
osad. Po zakonczeniu procesu sedymentacji od-
prowadza sie roztwoér z wiréwki a nastepnie sta-
pia sie warstwe parafiny ktérg usuwa sie¢ wraz
z osadem.

Zastrzezenie patentowe

Spos6éb usuwania osadu ze zbiornikéw, zwlasz-
cza wirdwek sedymentacyjnych, znamienny tym,
ze przed napelnieniem zbiornika jego S$cianki po-
krywa sie nosng warstwg latwotopliwej substan-
cji chemicznje obojetnej dla zamierzonego proce-
su o temperaturze topnienia wyzszej od tempera-
tury tego procesu, korzystnie warstwe parafiny
i po zakonhczeniu procesu usuwa sie roztwér ze
zbiornika a nastepnie warstwe nosng poddaje si¢
stopienin i usuwa sie ja wraz z osadem z&
zbiornika.
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